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基于近红外光谱投影及蒙特卡洛方法的烟叶配方比例上限分析  
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摘要  通过PPF投影技术将烟叶配方原料的近红外光谱投影到二维坐标平面上，将原料烟叶光谱投影点按配方比
例加权求和后构造出配方投影点，建立配方的投影结构模型，利用蒙特卡洛方法模拟原料烟叶投影点的自身差异
变动来分析配方投影点偏离初始状态的程度。结果表明：配方主导权重，即配方样品的最高比例越小，烟叶原料
种类越多，配方偏离初始状态的程度越小，即配方的稳定性越好，以上结论与烟叶配方设计时“多类型，低比
例”的认识原则一致。本文从理论分析角度给出了在不同原料种类数下进行配方设计时，所对应的配方样品比例
上限值，该量化上限比例的方法对其他有关配方设计的问题也有指导意义。  
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